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摘要(译)

本发明提供了一种半透射半反射彩膜基板及其制作方法，以及液晶显示
装置，该半透射半反射彩膜基板在设置于透明基板上的黑矩阵的缺口
中，设置有用于呈现不同原色的多个彩色滤色片，其中通过从透明基板
底部方向进行背向曝光而最后制作生成的第一彩色滤色片的材质为负性
光敏树脂，在第一彩色滤色片之前通过从透明基板顶部方向进行正向掩
膜曝光生成的其他彩色滤色片的材质为正性光敏树脂，从而通过一次背
向曝光实现现有技术中需要两次正向掩膜曝光才能生成的图层，使得半
透射半反射彩膜基板的生产工艺得以简化，并有效的提高了产品优良
率。
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